
曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
Notes番台 Level

広域教養科目 (国際意識醸成・広域科目)　　Breadth courses (Global awareness and other breadth courses)

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【1Q】

技術経営I

(Introduction to Management of
Technology I)

水
Wed

3 - 4 LAW.X203

200

1 W9-324
(W933)

中丸　麻由子
笹原　和俊 ほか

Nakamaru　Mayuko
Sasahara　Kazutoshi  et
al.

対面型

【2Q】

Study Abroad Program for
international communication in Asia -
Basic Course (Tokyo Tech-AYSEAS)

(アジア交流派遣学習基礎（Tokyo
Tech-AYSEAS）)

火
Tue

9 - 10 LAW.X154

100

★ 2 W8E-306
(W832)

中島　求
林　宣宏 ほか

Nakashima　Motomu
Hayashi　Nobuhiro  et al.

対面型

Study abroad program for
international communication in Asia
(Tokyo Tech-AYSEAS)

(アジア交流派遣学習（Tokyo Tech-
AYSEAS）)

火
Tue

9 - 10 LAW.X313

300

★ 2 W8E-306
(W832)

中島　求
林　宣宏 ほか

Nakashima　Motomu
Hayashi　Nobuhiro  et al.

対面型

技術経営II

(Introduction to Management of
Technology II)

水
Wed

3 - 4 LAW.X204

200

1 W9-324
(W933)

中丸　麻由子
仙石　愼太郎 ほか

Nakamaru　Mayuko
Sengoku　Shintaro  et al.

対面型

全学士課程学生対象
（For all undergraduate students）

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202408484&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202426403&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202400055&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202408487&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
Notes番台 Level

広域教養科目 (国際意識醸成・広域科目)　　Breadth courses (Global awareness and other breadth courses)

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【1～2Q】

Traditional Technology and
Intercultural Collaboration

(伝統技術と国際協働)

集中講義
等

Intensive

5 - 8 LAW.X371

300

★ 1 □
○(1～2Q)

村上　理映
太田　絵里 ほか

Murakami　Rie
Ota　Eri  et al.

対面型

Innovative Product Design with
Traditional Technologies

(伝統技術とプロダクトデザイン)

集中講義
等

Intensive

5 - 8 LAW.X372

300

★ 1 □
○(1～2Q)

松崎　由理
村上　理映 ほか

Matsuzaki　Yuri
Murakami　Rie  et al.

対面型

○オンライン国際経験実践AB

(Online International Experience Basic
AB)

集中講義
等

Intensive

- LAW.X355

300

1 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

ライブ型

国際経験実践ベーシック1AB

(International Experience Basic 1AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X104

100

1 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践ベーシック2AB

(International Experience Basic 2AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X108

100

2 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践ベーシック3AB

(International Experience Basic 3AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X112

100

3 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践ベーシック4AB

(International Experience Basic 4AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X118

100

4 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践1AB

(International Experience 1AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X303

300

1 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践2AB

(International Experience 2AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X307

300

2 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践3AB

(International Experience 3AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X311

300

3 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

国際経験実践4AB

(International Experience 4AB)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X331

300

4 ○(1～2Q)太田　絵里
村上　理映

Ota　Eri
Murakami　Rie

【2Q】

○Global Problem Based Learning
Practice

(グローバル課題解決演習概論)

集中講義
等

Intensive

3 - 8 LAW.X201

200

★ 2 □村上　理映
太田　絵里

Murakami　Rie
Ota　Eri

ライブ型

グローバル海外研修ベーシック 1B

(Oversea Practice Basic 1B)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X102

100

1 村上　理映
太田　絵里 ほか

Murakami　Rie
Ota　Eri  et al.

グローバル海外研修 1B

(Oversea Practice 1B)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X301

300

1 村上　理映
太田　絵里 ほか

Murakami　Rie
Ota　Eri  et al.

異文化グループワーク海外研修

(Multicultural Groupwork study
abroad)

インターン
シップ

Internship

- LAW.X373

300

1 村上　理映
太田　絵里

Murakami　Rie
Ota　Eri

2023年度入学以前の学士課程学生対象
（For undergraduate students enrolled before Academic Year 2023）

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436309&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436310&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436307&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436281&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436283&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436285&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436287&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436298&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436300&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436302&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436304&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436291&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436279&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436296&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202436293&lang=JA&vid=03

